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Abstrakt: Syntetické difraktivni a fotonické struktury rtizného typu hraji dilezitou roli
v mnoha soucasnych aplikacich. Jejich realizace je ale diky nutnosti vysokého rozli-
Seni (¢asto pod trovni vinové délky svétla) velice komplikovana. Nejsofistikované;jsi
a soucasné nejflexibiln€jsi metodu realizace mikrostruktur s vysokym rozliSenim
predstavuji rizné formy primého zapisu elektronovym, popiipadé laserovym svaz-
kem. Naplni prace bude jednak reserse v oblasti elektronové a laserové litografie s
vysokym rozlisSenim, a také experimentalni zvladnuti realiza¢niho procesu pomoci
systému elektronové, resp. laserové litografie dostupnych na katedfe.
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